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高出力の大気圧プラズマ溶射法による高密度セラミックスコーティングが　
デバイス製造に次世代の革新をもたらします

高密度耐プラズマセラミックスコーティング

【特性】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

 弊社溶射膜  一般溶射膜

＊測定例

【用途】 【オプション】
○　半導体チャンバー部材 ○　弊社の表面研磨技術により、溶射膜の表面粗さを
　　（エッチャー、ＣＶＤ装置用部材に最適） 　　Ｒａ0.03μm程度にすることが可能です。
○　静電チャック
○　各種耐磨耗関連部材
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　　溶射膜材料物性比較表 溶射膜断面組織比較

【弊社溶射膜】 【一般溶射膜】
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革新的な大気圧溶射装置とセラミックス材料技
術を有するNTKセラテックのコラボレーションによ
り、無限の可能性を秘めたセラミックスコーティン
グが誕生しました。
大気圧コーティングにおいて、一般的には考えら
れない超緻密・高耐圧性を有した低コスト・高付
加価値テクノロジーを提供いたします。
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Challenge the next generation with ceramics!

製品仕様及びカタログ値は参考であり予告無く変更する事があります。
無断転載禁止・無断コピー禁止。


